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Gyors prototipus celja

e Prezentacio
e Ontominta

e Szerszam
* Valos darab (kis szeria)




Alkalmazasi teruletek

m Motor vehicles
m Consumer products
M Business machines
Medical
Academic
Aerospace
B Government/Military
m Others




Elv

CAD modell

Munkasik
meghatarozas

Rétegekre bontas

Modellépités
rétegenként
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Eljarasok

* SLA — Sztereolitografia

o SLS — Szelektiv lezer-szinterezes

» DMLS — Kozvetlen fém lezer-szinterezes
* FDM — Huzalleolvasztasos modellezes
 LOM — Retegelt darabgyartas

e 3DP — 3D-s nyomtatas

¢ Poly)et — Polimer nyomtatas

* SGC — Reteges fotopolimerizacio



SLA - Sztereolitografia

BEAM
F CONTROLLER
LASERBEAM |

DISPERSION OF
LIQUID PHOTOCURABLE
PLASTIC

ELEVATOR [ SUPPORT i

Rétegvastagsag: 0,1 mm

Utdlagos kemeényités UV
fénnyel

Szakito szilardsag 30 MPa
PBT, PA, PP, PC



SLA




SLS — Szelektiv lezer-szinterezes

m  Porbodl szinterezve
= Akar fémporbdl is (mulanyag

arab

tolag kemeényiteni

SinterStation2500
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DMLS — Kozvetlen fem lézer-szinterezeés

Lencsék

Tukor
e Direct Metal Las /~ de (osy x-y)
Sl nte I"i ng Laser Laser sugar
A Réteg simito
° Fem Por mechanizmus Modell

e 0,4—-0,6 mm
e Utolagos hokeze

Fém por

Mozgathato
asztal

EOSINT M270
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Példa 2
Szerszambetét
Anyag: EOS DM20 - Bronz

Porozus felllet
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FDM — Huzalleolvasztasos modellezes

Dimension BST 768

= - =
do.f'_ » W -l e \
1Imension

Th&rmnplastlmuu W

wire

Nz

i

:

elevator / support

= ABS huzal
m Reétegvastagsag 0,2 mm

= Nem kell utdlag kemenyiteni

m Festheto

= Ragaszthato
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FDM - Peldak




LOM — Retegelt darabgyartas

Laser
; /... ; r L
ilj réteg rajnse s

Optics

XY positioning | ﬁ
device _15

Laminating

e Layer outline 4 roller
: and crosshatch / /-—3.....
v qiﬂ Fi e T dass .,:'I-
L " Sheet
Part hlock — material
. TEE— affe TS

$. .

7 supply
roll

Platform
m Lézerrel kivagva és
osszeragasztva

= Specialis papir (0, mm)
m GCsiszolhato, festheto ﬁ . i

m Zart ureg problémas
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3DP — 3D-s nyomtatas

— U
o 5
" o 7 Eos o '+ T
Spread Powder Print Layer Drop Piston
Repeat Cycle

Por + kotdanyag
Kotdanyag szinezheto

Utdlag kemeényiteni kell
(hokezelés)



Jetting Head

UV Light

Fullcure M
(Model Material)

Fullcure §
(Support Material)

Build Tray

The Objet PolyJet Process

Tintasugaras nyomtato elve
Kozvetlenul a polimert
nyomtatja

2 komponens is lehetseges

Rétegvastagsag 0.02 mm !!!
Polimer + UV

Objet EDEN250
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PolyJet — ket komponens

PolyJet Matrix

' | DM 9130
Tsa:g:;BElEk s e Connex500

|

DM_9110
SHORE 80

MINDEZ EGYSZERRE NYOMTATVA!




Poly]et - peldak

miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 23



SGC — Reteges fotopolimerizacio

= Uvegmaszk (elektrosztatikus)
= UV lampa - Gyanta térhalositas
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